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Fotosensible polymersammensatninger, der kan anvendes til

fremstilling af trykte kredslgb, litografiske trykkeplader, katodestr3-
lergr samt til kemisk frasning og til p3fgring af lodderesist og ud-
j®vningslag. De fotosensible polymersammensatninger omfatter en
fotosensibel polymersammensatning, der kan tverbindes, hvilken
sammens®tning omfatter (a) fotoinitiator og (b) mindst én polymer
med en eller flere bzregrupper per polymermolekyle og indeholder
umattede grupper, sdledes at den er i stand til efter eksponering
for aktinisk strdling at danne en film indeholdende tvarbundet po-
lymer. .

De fotosensible polymersammensztninger, der hensigtsmassigt
er i form af vandige oplgsninger eller emulsioner er i stand til at
biive aflejret elektroforetisk som vedhaftende, ensartede, fotosen-
sible film eller ledende overfiader.

Film dannet ud fra de fotosensible polymersammensatninger kan
vere vandfremkaldelige og rﬁodstandsdygtige over for sterke uorga-
niske syrer og staerke baser.
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